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(LACOR/DEMAT/EE/UFRGS)

Solugdes de fluoretos sdo amplamente utilizados na industria eletrénica para elaboracdo de componentes de silicio.
Através da técnica de reducdo por deslocamento, empregou-se uma solucdo de sulfato de cobre com pequenas
adicdes de fluoreto para investigar a influéncia do pH no mecanismo de dissolugdo do silicio p-Si(100). Como a
quantidade de cobre depositado deve ser proporcional a quantidade de silicio dissolvido, pode-se avaliar o efeito das
condigdes de deposi¢ao sobre o processo. Os depdsitos obtidos foram avaliados quanto & espessura do filme de cobre
depositado sobre a superficie do silicio. (FAPERGS)
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